






















专利名称(译) 用于印刷OLED显示器的凹槽结构和用于OLED显示器的制造方法

公开(公告)号 US20180241009A1 公开(公告)日 2018-08-23

申请号 US15/508105 申请日 2016-12-19

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市中国星OPTOELECTRONICSE TECH

申请(专利权)人(译) 深圳市中国星OPTOELECTRONICE TECHNOLOGY CO.LTD.

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星OPTOELECTRONICE TECHNOLOGY CO.LTD.

[标]发明人 LIU YAWEI

发明人 LIU, YAWEI

IPC分类号 H01L51/56 H01L51/52 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/56 H01L51/5209 H01L51/0021 H01L51/0004 H01L51/001 H01L2251/558 H01L2251/308 
H01L51/5088 H01L51/5056 H01L51/5012 H01L51/5072 H01L51/5092 H01L27/3283

优先权 201611009326.6 2016-11-14 CN

其他公开文献 US10510990

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种用于印刷OLED显示器的凹槽结构及OLED显示器的制造
方法。通过将凹槽周围的堤道分成堆叠设置的第一和第二分支堤道层，
由第一分支堤道形成的凹槽的倾斜内周表面与HIL墨水形成10-45°的接触
角，并且倾斜内部由第二分支堤道形成的凹槽外周表面与HIL墨水形成
30-60°的接触角，由第二分支堤道形成的凹槽的倾斜内周表面与HTL墨
水和EML墨水形成10-45°的接触角限制HIL的高度向上攀升，使HIL的顶
面平坦或中间略微凸起，以防止HIL边缘的电流泄漏，提高OLED的显示
质量。
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